KOMUNIKAT

Krajowej Rady Rzecznikéw Patentowych z dnia 7 maja 2024 r. w sprawie ogloszenia wynikéw
egzaminu kwalifikacyjnego na rzecznika patentowego przeprowadzonego w trybie powtarzalnym

Na podstawie art. 33 ust. 5a ustawy z dnia 11 kwietnia 2001 r. o rzecznikach patentowych (Dz. U. z 2021
poz.944) ogtaszam wyniki egzaminu kwalifikacyjnego, przeprowadzonego w dniach 12-14 kwietnia 2024
roku poprzez udostepnienie tych wynikdw w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowe]
Polskiej 1zby Rzecznikéw Patentowych.

Wyniki egzaminu kwalifikacyjnego ustalone zostaly zgodnie z § 14 rozporzadzenia Prezesa Rady Ministrow z
5 wrzeénia 2016 r. w sprawie przedmiotu szkolenia aplikantéw rzecznikowskich, szczegétowego trybu i
sposobu przeprowadzania egzaminu konkursowego i egzaminu kwalifikacyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 1425),
ktéry stanowi, ze , pozytywny wynik egzaminu kwalifikacyjnego otrzymuje zdajacy, ktéry uzyskat co najmniej
ocene dostateczng z kazdej czesci egzaminu kwalifikacyjnego, o ktérych mowa w art. 31 ust. 3 ustawy.”

EGZAMIN KWA_LlFIKACYJNY B
- 12-14 kwietnia 2024 r. o
CZESC PISEMNA CzeSE PISEMNA (PRAWNA) CZESC PISEMNA (PRAWNA)
(TECHNICZNA)
OPIS PATENTOWY PISMIO PROCESOWE W OPINIA NA PODSTAWIE
POSTEPOWANIU PRZEDSTAWIONEGO STANU
ADMINISTRACYINYM, FAKTYCZNEGO LUB
SADOWOADMINISTRACYIJNYM | ROZSTRZYGNIECIA PROBLEMU
LUB SADOWYM PRAWNEGO NA PODSTAWIE
OPISANEGO PRZYPADKU
(KAZUS)
ID1 Ocena ID2 Ocena D3 Ocena
106 dobry 202 dostateczny 300 dostateczny
107 dostateczny 207 dostateczny 301 dostateczny B
108 dobry 209 dostateczny 302 dostateczny T
109 niedostateczny 210 dobry 303 dobry )
110 dobry 211 niedo;stateczny 304 dobry
111 niedostateczny 212 d_ostateczny 305 niedostateczny
112 dostateczny : 213 dostateczny 306 dostateEzny
113 dostateczny 214 dostateczny 307 bardzo dobry
I.
114 dobry 215 dobry 308 dostateczny
115 niedostateczny 216 niedostateczny 309 dostateczny
116 dostateczny 217 celujacy 310 dostateczny |




117 dobry 218 niedostateczny 311 dostateczny
118 dobry 219 niedostateczny 312 bardzo dobry
119 dostateczny 220 dostateczny 324 niedostateczny
120 niedostateczny 221 dostateczny 325 bardzo dobry
121 niedostateczny 222 dostateczny 326 dobry

122 dostateczny 223 dostateczny 327 dostateczny
123 dobry 224 bardzo dobry 328 dostateczny
124 dostateczny 225 dostateczny 329 dostateczny
125 bardzo dobry 226 dostateczny 330 dostateczny
126 dostateczny 227 dostateczny 331 dobry

127 dostateczny 228 dostateczny 332 dostateczny
128 dobry 229 niedostateczny 333 dostateczny
129 niedostateczny 230 niedostateczny 334 dobry

130 niedostateczny 231 niedostateczny 335 dobry

131 dostateczny 232 dostateczny 337 dostateczny
137 dobry 234 dostateczny 338 dobry o
138 dobry 235 dostateczny 339 dostateczny
140 dobry 236 niedostateczny 340 dostateczny
141 niedostateczny 237 dostateczny 341 niedostateczny
142 dostateczny 238 dobry 342 dostateczny
143 dostateczny 239 dobry 343 dostateczny
144 niedostateczny 240 dostateczny 344 dostateczny
145 dobry 241 niedostateczny 345 niedostateczny
146 dobry 242 dostateczny 346 dostateczny
147 bardzo dobry 243 niedostateczny 347 dostateczny
148 niedostateczny 244 dostateczny 348 dostateczny




149 dobry 245 dobry 349 dobry
150 dostateczny 246 dostateczny : 350 dostateczny
247 dostateczny
248 dostateczny
249 dobry
250 dobry

Niezaleznie od niniejszego ogloszenia wynikéw egzaminu kwalifikacyjnego, kazdy z kandydatéw otrzymuje droga
e-mailowa odpis dotyczacej go uchwaty Komisji Egzaminacyjnej stwierdzajacej otrzymany przez niego wynik
egzaminu kwalifikacyjnego.

Zgodnie z art. 33 ust. 6 ustawy o rzecznikach patentowych , 0d uchwaty Komisji Egzaminacyjnej stwierdzajgcej
wynik egzaminu konkursowego i kwalifikacyjnego przystuguje odwotanie do Krajowej Rady Rzecznikow
Patentowych w terminie 14 dni od dnia ogtoszenia wynikéw egzaminu”.

Niniejszy komunikat jest ogtoszony w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej Polskiej Izby
Rzecznikdw Patentowych w dniu 7 maja 2024 r.

Dniem ogtoszenia wynikéw egzaminu kwalifikacyjnego jest dzieri ogtoszenia niniejszego komunikatu.
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